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TON OF WAVES

Podlozky pod hrnec jsou stejne jako napfriklad
zidle nebo stul nedilnou soucasti kazdé
vybavené kuchyné. Jejich beznym materialem
je drevo, rovnéz typicky material pro firmu TON.
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VYROBA

Vysledny produkt je vyroben z Casti
opracovaneého ramu sedadla, na kteréem
se objevuji technicky nutné ztraty

a stava se z nej odpadni material.

Produkt z opracovaného ramu sedadla
014 - rozmery 405 x 405 x 32 mm.
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VYROBA

Pfi vyrobé vyuzivam casti sedadla s kliny.
Jedna se o velmi pevné casti.
Podlozce zajisti stabilitu a pevnost.

Jednotlivé podlozky jsou tvoreny ze tri
nebo Ctyr ¢asti. Na vyrobu jedné podlozky
je potfeba minimalné 2 ramy sedadla.

Zalezi na konkrétnim poskozeni ramu.
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ROZMERY

Rozmeéry odvozené od velikosti hrncu.
Podlozky jsou velké 210 mm. B
Vyska podlozek je 32 mm. M4 funkci vyzdvihnout hrnec R
vysoko nad pracovni plochu a upozornit uzivatele na horky =
hrnec nebo panev a zabranit popaleninam.
Pro malé hrnce je vhodnejsi

trojuhelnikova podlozka.
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| EPENI

Jednotlivé ¢asti jsou spojeny lepenym spojem.
Pro zajisteni dostatecné pevnosti byla

zvolena varianta zpevnéni klinem

ze spodni strany podlozek.

Tento zpusob spoje je jednoduchy,
pevny a neni nakladny na vyrobu.

Pavla Hajna - 2. ro¢nik, ADE, 2022/23 6



POVRCHOVA UPRAVA

Jelikoz je to produkt urcen primarné
do kuchyné a na stul, muze se dostat
do kontaktu s potravinami.

Nutna povrchova uprava.
Pouzila jsem lak s vCelim voskem

vhodny pro kontakt s potravinami,
vyuziva se i na hracky.

Zvyraznuje barvu a strukturu dreva.
Chrani pred necistotami.
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VNITRNI PROSTOR

Vznikly prostor uvnitf podlozky lze vyuzit
k odkladani kulatych potravin, ktere

se mohou po stole kutalet

nebo spadnout na zem.

Napriklad vejce nebo cibule.
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